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Процесс радикальной фотополимеризации полифункциональных мономеров протекает с высокой скоростью при низкой температуре, что позволяют использовать его для получения покрытий, клеёв, чернил, оптических волноводов, в микроэлектронике, стоматологии, стереолитографии. Это требует постоянного совершенствования фотоинициирующих систем. Полученные ранее фотоинициирующие системы на основе мономерных о-бензохинонов позволяют проводить процесс фотополимеризации под действием видимого излучения. Однако все они чувствительны к кислороду воздуха, что снижает их эффективность. Использование олигомерных и полимерных фотоинициаторов позволяет преодолеть данное ограничение. Ранее нами синтезирован ряд пространственно-экранированных бис-о-бензохинонов, производных 3,5-ди-трет-бутил-о-бензохинона, отличающихся друг от друга длиной алкильного мостика между хиноидными фрагментами. В данной работе исследована кинетика фотополимеризации олигокарбонатдиметакрилата в присутствии бис-о-бензохинонов с третичными аминами в инертной атмосфере и на воздухе. Указанные фотополимеризующиеся композиции были использованы для стереолитографического синтеза 3D-моделей. Исследование стабильности полученных фотополимеризующихся композиций проводили по размеру поперечных срезов модели в зависимости от времени приготовления композиции, а также спектрально и кинетически. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90263.
